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Electroconformado de superficies estructuradas a partir de
patrones en SLA/DLP
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El grupo de Investigacion de Fabricacion Integrada y Avanzada dBdea generar los modelos en resina con la tecnologia DLP se ha utill
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) junto con el gtapnaquina de bajo coste Wanhao Duplicator 7 (D7). La resina conc
de Ingenieria y Tecnologia de Materiales y Fabricacion de la Universeiagleada en este trabajo ha sido la de la marca comercial Monocur
de Cadiz (UCA) persiguen la mejora funcional de superficies mediant@dpid en transparente, blanca y gris, que pertenece a las re
generacion de estructuras en las mismas por electroerosion (EDM) y ka¢ereactivas basadas en monomeros y oligomeros de metacrilato.
a traveés. . Esto se realiza en el marco de un proyecto de investigaeaizar el modelo se eliminan los restos de resina del mismo.
denominado “Mejora del Rendimiento Funcional de Superficies mediante
la Texturizacion a Diferentes Escalas” (DP12017-84935-R), conjunto

entre ambas universidades. Este modelo de resina salido del =
proceso descrito necesita que su ity @Y

10t I Tribologia f I f l I \ )
El objetivo de este trabajo fue pnologta superficie unciona sea = )
generar un modelo con la glonall conductora para llevar a cabo la s
tecnologia de fabricacion aditiva deposicion. El proceso utilizado A AAET)
DLP con un patron geométrico Fabricacion aditiva para lograr este fin fue el A+ J ~
de superficie basado en Electroconforriado sputtering de oro-paladio. KA
semiesferas que pudiese ser Electroétosion | | BeReeH | : 4/2/@
replicado por electroconformado osposieny| PNEGHS Tras |0os procesos previos se |[ Qwﬂgi SJF 2}
y asi obtener una cascara que lodzTos obtiene un modelo de resina| || | legeesel | | 7y
fuese empleada como electrodo Flectioquimico metalizado que se emplea como| |\4——p</ _
en EDM. catodo en la deposicion . :

| o electrolitica, en un bafio &cido"T Lt il

Por tanto, podemos considerar el siguiente mapa de conceptode $ulfato de cobre. A -

iInformacion basica que conforma este trabajo.

Para destacar la capacidad
de reproduccion de los

detalles de la geometria y
de la superficie, mostramos
la Tabla 1.

definicion.

1A 1 Ej lo de defectos. - 7 :
En cuanto a la reproduccion de la geometria Semplodedetectos.  Fondgeonbuena 1y rante g creacion de modelos se pudierc

semiesférica entrante se observo atrapamientops
de resina, lo que obligd a replantear la limpieza, *

detectar: mejores resultados de reproduccion
detalles en resinas transparentes; algun
defectos en la superficie debidas a falta parc
condo con fata  J€ F€SINA en el momento de la construccion
de definicion.  glguna de sSus capas 0 por presencia de

m burbujas dentro de la resina; y que geometr
entrante tiende a retener restos de deposiciol
pasadas cuando es reutilizada.

Otros dos aspectos que afectaron a la superf
de las piezas fueron el pixelado de la panta
LCD unido y la repeticion de errores present
en el film del fondo del tanque que se proyect
con las mascaras de la pantalla LCD.

Los resultados obtenidos seCon respecto a las citadas experiencias previas del gradp® de los resultados de interés, es que para
muestran  prometedores ende investigacion en superficies estructuradas con fingsheracion de un modelo de estas caracteristicas
cuanto a la reproduccion de untribologicos, la mejora con respecto a la generacion @glicaciones se deben tomar otras medidas qt
patron milimétrico pero tambien modelo en aluminio es manifiesta. Incluso estgaranticen la definicion y estabilidad del mismo,
de los patrones a menor escaldendencia tribologica de la geometria generada &#mo es la incorporacion de soportes adicionales a
considerados inicialmente. observo en la propia construccion y limpieza del modglieza y su construccion en paralelo a la plataforma
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